
日本顔学会会員の皆さま 

 

時下、会員の皆さまにおかれましてはお変わりないでしょうか。 

さて、下記の通り「化粧文化研究者ネットワーク 第 39 回研究会」を開催致しますので、

ご案内申し上げます。 

多数の皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

代表 北山 晴一 

 

記 

 

◆日時：2016 年 6 月 25 日(土) 14:00－16:45 

 

◆会場：資生堂 汐留 FS ビル  11F SABFA 教室 

    〒105-0021 東京都港区東新橋 1-1-16   03-6253-1294（宮前） 

     

◆スケジュール 

 14:00－15:30  講演： 久保 友香先生（東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員） 

テーマ：「シンデレラテクノロジー：女の子たちの「盛る」技術」 

 【概要】ハンドルネームとプロフィール写真で作られるバーチャルアイデンティティが、 

リアルなアイデンティティよりも影響力を持つことがある今、女の子たちはプリクラや 

スマートフォンアプリの画像処理技術を使って「盛る」ことに夢中です。 

リアルとバーチャルの調査から明らかになってきた、日本の女の子たちと「盛る」技術

との関係についてお話いたします。 

 

  15:30－16:30  討議 

 

  16:30－16:45  諸連絡 

 

  講演者プロフィール：2000 年、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科卒業。 

2006 年、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了。博士（環境学）。東京大学

先端科学技術研究センター特任助教、東京工科大学メディア学部講師などを経て、2014 年

より東京大学大学院情報理工学系研究科特任研究員。専門はメディア環境学。 

            

   著書:『『シンデレラテクノロジー セルフィーマシン編』 自費出版、2015 年 

 

◆研究会参加費：500 円 

◇研究会終了後、17:00－懇親会（お一人様 2000 円）を行います。 

 今回は講演会後、同会場での軽食方式で行います。 

こちらも是非ご参加ください。 



◆お申し込み 

研究会・懇親会へのお申し込みは、下記(1)－(4)をご記入の上、事務局宛にご送付く

ださい。 

(1)ご所属（学校名、会社名など） 

(2)お名前（フルネーム） 

(3)研究会 ご出席 or  ご欠席 

(4)懇親会 ご出席 or  ご欠席 

 

お申し込み先：化粧文化研究者ネットワーク事務局窓口  

宮前* yuki.miyamae@to.shiseido.co.jp まで。 

 

お申し込み締め切り：6月 17 日(金) 

 

*株式会社 資生堂 Tel(直通):03-6253-1294 

 

 

汐留 FSビル 
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